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Objetivo Parte experimental
» Analizar la microestructura del Oxidacidn lsotérmica ATG
recubrimiento NiCFAlY Inconel 625 Inconel 625 NiCrAlY
» Cuantificar la cinética de oxidacidn NiC-Ir-AIY

> Estudiar el mecanismo de oxidacion
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Temps(h)

Kp (mg2.cm™.s)

Inconel 625 3,09.10°8 2,92.107 6,00.10®
NiCrAlY 1,19.10°8 1,22.107 3,92.107
'"c;?cer':lis ¥ 3,53.10° 1,95.107 1,74.10°
Conclusiones Perspectivas
10%/Temp (°K)
La microestructura fue modificada por: e e e me e e e e | Betydjos de los parametros de fabricacion y
» Disminucion en el tenor de aluminio en el N analisis termoquimicos, y su efecto sobre:

recubrimiento

» Precipitacion de Y (Al2Y409) en la superficie y
empobrecimiento en solucion

» Difusion de elementos de aleaciéon desde el substrato al
recubrimiento

» Proceso difusivo de elementos de aleacién desde el
substrato al recubrimiento

NiO » Perdida de aluminio durante el proceso SLM para

reformular la composicion quimica inicial del polvo.

Kp(mg?/cm?s)

, o Caracterizacion de la evolucion
Se desarrollan dos mecanismos de oxidacion: . o .
microestructural del recubrimiento NiCrAlY

» Capa uniforme de Al,O, | tid g idacion isotérmi
. . .« 7 . E-09 |
» Capa uniforme de Cr,0, y oxidacién interna de Al,O, o o >OMENCO a €nsayos de oxidacion Isotermica

Cinética de oxidacion acorde a la bibliografia
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